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(57) Abstract: The invention relates to the production of one (or several) contacts on one or several active areas of a semiconductor
disk, whereby one or several insulated control lines can be arranged on the active areas to be contacted. The control lines can, for
example, be gate lines. The semiconductor element is produced in the following manner: a polysilicon layer is deposited on the
semiconductor disk, the polysilicon layer is structured in order to produce a polysilicon contact over the active area, whereby the
polysilicon contact covers the two control lines in an at least partial manner, a first insulator layer is applied to the semiconductor disk
incorporating said polysilicon contact, the first insulator layer is partially removed to reveal the covering surface of the polysilicon
contact and a metal layer is applied to the semiconductor disk for the electrical contacting of the polysilicon contact.
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(57) Zusammenfassung: Es werden einen (oder mehrere) Kontakte auf einem oder mehreren aktiven Bereichen einer Halbleiter-
scheibe, wobei auf den zu kontaktierenden aktiven Bereichen eine oder mehrere isolierte Steuerleitungen angeordnet sein kdnnen,
~~. erzeugt. Bei den Steuerleitungen kann es sich beispielsweise um Gateleitungen handeln. Das Halbleiterbauelement wird wie folgt
hergestellt: Aufbringen einer Polysiliziumschicht auf die Halbleiterscheibe, Strukturieren der Polysiliziumschicht, um einen Polysi-
liziumkontakt tiber dem aktiven Bereich zu erzeugen, wobei der Polysiliziumkontakt die beiden Steuerleitungen zumindest zum Teil
iberdeckt, Aufbringen einer ersten Isolatorschicht auf die Halbleiterscheibe unter Einbettung des Polysiliziumkontakts, teilweises
Abtragen der ersten Isolatorschicht unter Freilegung der Deckfldche des Polysiliziumkontakts und Aufbringen einer Metallschicht
auf der Halbleiterscheibe zur elektrischen Kontaktierung des Polysiliziumkontakts.
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